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(57) Abstract: The invention relates
to dicopper(l)oxalate complexes that
are stahilized by neutral Lewis base
units and the usc thercof as precursors
for metallic copper deposition. The
neutral Lewis bases used are alkines
or alkenes containing at least one silyl
or ester group, or nitriles, saturated
and unsaturatcd nitrogen ligands,
phosphites, trialkylphosphines,
oxygen- sulfur-containing
ligands.

and

(57) Zusammenfassung: Die
Erfindung betrifft Dikupfer(Ioxa-
lat-Komplexe  stabilisiert  durch
neutrale Lewis-Basen-Bausteine und
deren Verwendung als Precursor fir
die Abscheidung von metallischem
Kupfer. Als neutrale Lewis-Basen
werden Alkine oder  Alkene,
welche mindestens eine  Silyl-

oder Estergruppe enthalten, oder
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Nitrile, gesittigte und ungesittigte
Stickstoff-Liganden, Phosphitc,
Trialkylphosphine, sauerstoff- und
schwefelhaltige Liganden verwendet.
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Abstract: The invention relates to dicopper(l)oxalate conplexes that are
stabilized by neutral Lew s base units and the use thereof as precursors
for metallic copper deposition. The neutral Lewi s bases used are alkines or
al kenes containing at |east one silyl or ester group, or nitriles,

saturated and unsat t jLr i ands,-phosphitéS,‘t?TEFEYT’hos i nes,
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